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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydata do objgcia stanowiska adiunkta powinno charakteryzowa¢ doswiadczenie w
prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych oraz w pracy naukowej i laboratoryjnej, udokumentowane
dorobkiem naukowym przynaleznym do dyscypliny inzynieria materiatowa. Osoba zatrudniona na
stanowisku adiunkta bedzie wypetniata zadania dydaktyczne (prowadzita samodzielnie wyktady,
¢wiczenia, laboratoria) z zakresu nauki o materiatach oraz réznorodnych technik badawczych
materiatéw. W zakresie zadan naukowo - badawczych, osoba ta begdzie zajmowac si¢ badaniami
wlasciwosci fizycznych, chemicznych i mechanicznych ciat staltych. Ponadto zaymowac si¢ begdzie
projektowaniem technologii i wytwarzaniem cienkich warstw metodami fizycznego osadzania z
fazy gazowej (PVD), ze szczegdlnym uwzglednieniem metod magnetronowych. Osoba ta powinna
mie¢ do$wiadczenie w projektowaniu i konstruowaniu urzadzen prézniowych wykorzystujacych

techniki PVD oraz w zakresie syntezy cienkich warstw metodami prézniowymi.

Do konkursu moga przystapi¢ absolwenci wyzszych studiéw technicznych legitymujacy sie
dyplomem doktora nauk technicznych oraz spelniajacy nastepujace wymagania:

1. posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie inzynieria materiatlowa,

2. doswiadczenie w prowadzeniu zaj¢¢ dydaktycznych,

3. znajomo$¢ metod i technik badawczych dotyczacych struktury i sktadu chemicznego
materialéw, a szczeg6lnosci cienkich warstw,

4. znajomo$¢ technik badawczych dotyczacych wtasciwosci mechanicznych ciat statych,

5. znajomo$¢ w zakresie technologii plazmowych oraz doswiadczenie w prowadzeniu
proceséw nanoszenia cienkich warstw metodami fizycznego osadzania z fazy gazowej
(PVD), ze szczegblnym uwzglednieniem technik magnetronowych,

6. dorobek naukowy obejmujacy, co najmniej trzy publikacje z listy JCR,

7. znajomo$¢ jezyka angielskiego, w tym stownictwa technicznego,

8. Doswiadczenie w realizacji projektow badawczych.



9. 0Od kandydatéw oczekuje si¢ bieglej znajomosci jezyka polskiego w mowie i piSmie.

Kandydaci przystepujacy do konkursu sg zobowiazani zlozy¢ nastepujace dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki L.6dzkie;j,
2. kwestionariusz osobowy,
3. CV z uwzglednieniem dorobku naukowego 1 dydaktycznego,
4. odpisy dyploméw uzyskanych stopni naukowych, $wiadectw  ukonczonych

specjalistycznych kurséw i szkolen,

b

kserokopi¢ najwazniejszych publikacji,

6. oswiadczenie kandydata, ze PL bedzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty nalezy sktada¢ w sekretariacie Instytutu Inzynierii Materiatlowej PL przy ul.

Stefanowskiego 1/15 (budynek A18, Fabryka Inzynierow XXI wieku).

Termin zgtoszen do konkursu uptywa z dniem: 09.06.2017r.

Planowany termin zatrudnienia: 29.09.2017r.



